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Mascara ELIPSE P3 DOBLE FILTRACION

Referencia: SPR649
EAN-13:
Marca: GVS

- Filtra el aire espirado, ideal para entornos hospitalarios/salas blancas

Descripcién general

Descripcion

Méscara: TPE (elastomero termopléastico) azul, libre de latex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.
Cuerpo de la valvula: nylon

Diafragma de inhalacion/exhalacion: Silicona

Banda elastica en cabeza y cuello.

Filtro P3 para el aire espirado

Aplicaciones
Para uso contra polvos, humos, bacterias y virus. Especialmente disefiada para uso en ambientes hospitalarios.

Especificaciones

Eficiencia: 99.95% HESPA

Vida util: 5 afios (mascara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso.

Caracteristicas de seguridad: Gran valvula de exhalacion de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario.
Disefio compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de vision. Banda de ajuste a cabeza elastica y
ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

Marcaje
La mascara cumple con EN140:1998 Los filtros cumplen con EN 143

Advertencias

Tipo de almacenamiento 5 afios para mascara y filtros.

Caracteristicas
Eficiencia 99.95% HESPA

3 afos (mascara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en

Vida util ; :
instrucciones de uso.

Gran valvula de exhalacién de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga
del usuario. Disefio compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio
campo de visién. Banda de ajuste a cabeza elastica y ligera para asegurar
confort y ajuste durante el uso. Filtro P3 para el aire expirado.

Caracteristicas de seguridad

Tallas Modelo S/M, M/L

Tipo méascara Semi-méascara
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Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1.00
Enlaces
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